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(57) Метод используется для очистки систем теплообменных устройств. Данный метод осуществляется
с помощью компьютерной системы, оснащенной одним или несколькими процессорами и
устройством памяти, в котором хранятся одна или несколько программ, допускающих возможность
их выполнения одним или несколькими процессорами. В процессе осуществления данного
метода производится определение процентного содержания компонентов чистящего раствора на
основе (по крайней мере, частично) технологических параметров работы системы теплообменных
устройств. Технологические параметры включают в себя химические составы и рабочие
температуры текучих сред, проходящих через систему теплообменных устройств. В состав
чистящего раствора входят следующие компоненты: (1) водорода пероксид - 2-90% (м/м); (2)
комплексообразующее соединение - 3-30% (м/м); (3) водорастворимый каликсарен - 0,01-10% (м/
м); и (4) вода. В состав комплексообразователя входит многоосновная органическая кислота или ее
натриевая соль, или же производное фосфористой кислоты.
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